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關鍵詞 

．無機薄膜 Inorganic Thin Film 

．濺鍍 Sputtering 

．OLED 封裝 OLED Encapsulation 

 

摘要 

OLED 具有高對比、高解析度與有可撓式的優

點，被各方視為下一世代的影像顯示技術。OLED 使

用的可撓式基材主要是塑膠材料，水與氧氣會造成

有機發光材料壽命的衰減，因此金屬中心發展無機

薄膜封裝設備技術，並結合工研院影像顯示中心在

OLED 上的製程技術，與工研院南分院在有機鍍膜的

設備技術，共同建置 OLED 薄膜封裝生產系統，提供

應用於塑膠材料上的 OLED 薄膜封裝製程及設備技

術，提升 OLED 的使用壽命。 

前言 

金屬中心結合工研院影像顯示中心與工研院南

分院共同開發 OLED 薄膜封裝生產系統，無機薄膜

封裝設備技術為該系統中之關鍵模組技術。OLED

具有高對比、高解析度的優點，更重要的原因是具

有可撓式的優點，因此被各方視為下一世代的影像

顯示技術，美、日、韓各國皆投入大筆經費於此一

領域進行研發，OLED 也因此成為次世代顯示技術

的關鍵技術。 

OLED 應用於可撓式基材上，可達到電子紙的

輕薄功能，塑膠材料為可撓式基材主要應用類型之

一，然而由於水氣與氧氣為影響有機發光材料壽命

之重要因素，因此如何有效改善塑膠基材之水氣與

氧氣穿透率為可撓式 OLED 應用之關鍵。本研究是

結合工研院影像顯示中心在 OLED 上的製程技術，

與工研院南分院在有機鍍膜技術及金屬中心在磁控

濺鍍無機材料技術來共同開發應用於塑膠材料上的 
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更完整的內容 
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